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(54) Zpusob zesilovani tenkych vodivych vrstev u hybridnich integrova-

nych obvodi

Vynélez se tyka zplsobu zesilovani tenkych
vodivych vrstev u hybridnich integrovanych
obvodl galvanickym zplisobem. '

Pro zvySovani elektrické vodivosti nékte-

~rych vodivych drah v temkych vrstvach pro
ucely hybridnich integrovanych obvodli se
vyhodné pouziva zesilovéni téchto tenkych
vodivych vrstev galvanickym zptsobem. Pii-
slusné motivy se ziskaji tak, Ze se galvanické
vrstvy nanaSeji do okének v predem vytvo-
feneé fotorezistové masce. P¥i této metodé viak
dochdzi k vytvafeni hroznovitych tutvart
»clusteri®, hlavné na hranach tvoricich se
tenkovrstvych obrazell. Tyto nérusty zhor§uji
obrysovou ostrost a presnost takto. zhotove-
nych vodivych drah. Nartsty zptsobuji i zvy-
Sené pnuti v nanesené galvanické vrstvé a cel-
kové snizuji kvalitu povrchu vyloudenych
vrstev. To'mé za nasledek zhor$eni adheze
téchto vrstev k podlozce a dochézi i k jejich
odlupovéni od podloZnich vrstev, zejména vli-
vem dlouhodobého plisobeni teploty a teplot-
nich zmén. .

Uvedené mnevyhody se odstrani. zplisobem
zesilovani tenkych vodivych vrstev u hybrid-
nich integrovanych obvodi galvanickym zpt-
sobem do otvoru fotorezistové masky, jehoz
podstata podle vynalezu spodivd v tom, Ze
k substratu s tenkymi vodivymi vrstvami po-
norenému v pokovovaci 1azni se ptipoji zdroj
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galvanického proudu, ktery dodédva stridavé
proudové impulsy, pricemZ pomér dob trvani
zdporného a kladného impulsu se méni v za-
vislosti na druhu pouZité pokovovaci 1lazné od
4:1 do 25:1 s opakovaci frekvenci 0,1 az
1 Hz a sti‘edni proudovou hustotou danou po-
uzitou galvanickou lazni.

Vyhodou tohoto zptlisobu zesilovani tenkych
vodivych vrstev u hybridnich integrovanych
obvodl je omezend tvorba neZadoucich hroz-
novitych nartstka a lepsi adheze k ostatnim
vrstvadm, popripadé podlozkam. Povrch nane-
senych vrstev je hlads$i a homogennéjsi, zvy-
Suje se i presnost vytvarenych motivi.

Vynélez bude dale blize vysvétlen na pii-
kladech, kde v prvém piikladu se galvanicky
nandsi vrstva médi na kotviel vrstvu vakuové
napafeného niklu a v druhém piikladé se na-
nasi vrstva zlata.

Priklad 1

Pfi vytvareni zlatych vzdu$nych mistkd
pri kfiZeni vodivych cest u hybridnich integ-
rovanych obvodd se.galvanicky nanési vrstva
médi na kotvici vrstvu vakuové napateného
niklu do otvort rezistové masky. Je mnutno,
aby tato mezivrstva médi méla homogenni
povrch, definovanou tloustku po celém povr-
chu podlozky, dobrou adhezi a dobrou hrano-
vou ostrost bez hroznovitych vyrastkd.



Pripravi se galvanicka lazeti a sloZeni:

120 g kyanid médny, 175 g kyanid drasel-
ny, 60 g uhli¢itan draselny a doplni se vodou
na 1 litr 1azné. Lazen se zahieje na pracovni
teplotu 55 °C. Stifedni proudova hustota mezi
médénou anodou a podlozkou s tenkymi vo-
divymi vrstvami éini 4 A/dm2.

Do 14zné se ponoii podlozka s kotvici vrst-
vou napareného niklu tloustky 50 az 100 nm.
Pripoji. se zdroj galvanického proudu s prou-
dovymi impulsy o stfidé 1:10 a opakovaci
frekvenci 1 Hz. Pokovuje se 50 minut, ¢imz
se vyloudi vrstva médi o tlousfce asi 35 um.
Tato vrstva médi m4 shora pozadované vlast-
nosti.

Priklad 2

Pro zvétSeni vodivosti tenkych vrstev va-
" kuové napaieného sendvice titan — paladium
— zlato je treba na tyto motivy galvanicky

nanést vrstvu zlata do otvoru rezistové mas-
ky. Je tfeba, aby povrch nanesené zlaté vrst-
vy byl hladky, aby tvary hran vytvafenych
motivlt byly presné a rozmérova tolerance
-+ 5 um. o

Pripravi se zlatici lazei o sloZeni:

10 g kyanid zlatno-draselny, 60 g stfedni
fosfore¢nan draselny, 60 g kysely fosfore¢nan
draselny a doleje se vodou na 1 litr 14zn&. La-
zen se ohf'eje na pracovni teplotu 50 °C. Prou-
dové hustota je 2 A/dm?2 .

Podlozky s tenkymi vodivymi motivy se
ponofi do pokovovaci 1dzné a piipoji se zdroj
galvanického proudu s pulsnim pribéhem,
pri¢em# pomér dob trvani zaporného a klad-
ného proudu ¢&ini 15 : 1 s opakovaci frekvenci
0,5 Hz. Pokovuje se 20 minut.

Vyloudeni zlatd vrstva ma tloustku asi
10 ym a spliiuje shora uvedené pozadavky.

"PREDMET VYNALEZU

ZptUsob zesilovani tenkych vodivych vrstev
u hybridnich integrovanych obvodid galvanic-
kym zpusobem do otvoru fotorezistové masky
vyludovanim piislusného kovu z galvanické
1lazné, vyznadeny tim, Ze k substratu s tenky-
mi vodivymi vrstvami ponofenému v poko-
vovaci ldzni se ptipoji zdroj galvanického

proudu, ktery dodava sttidavé proudové im-
pulsy, pfi¢emz pomér dob trvani zaporného

-a kladného impulsu se méni v zavislosti na -

druhu pouzité pokovovaci 14zné od 4:1 do
25 :1 s opakovaci frekvenci 0,1 az 1 Hz a
stiedni proudovou hustotou danou pouZifou
galvanickou lazni.
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